
プログラム

中小・ベンチャー企業のための

外国産業財産権制度講習会・模倣品対策相談会外国産業財産権制度講習会・模倣品対策相談会
中小・ベンチャー企業のための 中小・ベンチャー企業のための 外国産業財産権制度講習会・模倣品対策相談会

中国・香港・台湾の知財制度
産業財産権の出願と侵害対策

大阪科学技術センター401号室

註）トピックスの内容等については一部
　　 変更することもあります。

80
（大阪市西区靭本町１丁目８番４号）

（中小・ベンチャー企業、個人・
 起業家、大学及び関係機関等）

※模倣品対策相談希望者については別途相談時間の予約が必要となります。

※お申し込みは裏面の申込用紙にご記入の上、FAXにてお申し込み下さい。
（定員になり次第締め切ります。）

『中国、香港、台湾間における密接な関係』

無  料
梁  煕艶（Ms.Liang Xiyan）氏
　　　三協国際特許事務所　法学博士・中国専利代理人
（社団法人発明協会模倣被害アドバイザー )

・香港と中国　・台湾と中国
個別相談会（事前予約制）

相談員　梁  煕艶（Ms.Liang Xiyan）氏

15：00～17：0010：00～15：00

主催：特　許　庁　　　実施：　　　　　　　　　実施協力：　　　　　　　　大阪支部

トピック1

A欄

『産業財産権取得における留意点』
・特許、実用新案、意匠出願戦略
・中国、香港、台湾でそれぞれ商標登録の必要性

トピック2

『知的財産権の保護』
・侵害対策にかかわる司法、行政機関の特徴比較
・商標権争いの事例

トピック3

10：00　15：00
9月22日 月平  成

20年

法学博士・中国専利代理人　　梁  煕艶（Ms.Liang  Xiyan）氏

中国成都情報工科大学卒業後、中国科学院南京地理研究所勤務。来日後、京都教育大学修士課程終了、
京都工芸繊維大学情報生産科学専攻博士課程中退、平成10年より三協国際特許事務所に勤務。三協
国際特許事務所に勤務しながら、大阪大学大学院法学研究科法学修士を取得し、昨年度、法学博士（知
的財産権法）を取得した。知的財産関連の論文を多数発表。

〒543-0061
大阪府大阪市天王寺区伶人町２－７
TEL：06-6779-5473
FAX：06-6779-1274

大阪支部  行

会社名：
住　所：（〒　　 －　　 ）

B欄 模倣品対策（個別）相談会に参加をご希望の場合は、以下に可能な範囲にてご記入下さい。

大阪支部

※お申し込みに際し、ご提供いただきました個人情報に係わる事項については当協会の「個人情報の保護に関する基本方針」
　（詳しくは当協会ホームページ http://www.jiii.or.jp をご覧下さい）により遵守いたします。

平成 20年　　月　　日（FAX：06-6779-1274）

お申し込み先・お問い合わせ先

講 師 紹 介

外国産業財産権制度講習会・模倣品対策（個別）相談会　<兼用>　参加申込書

註）トピック・講師及び内容については
　　変更することがあります。

～  香港・台湾の制度も知って、中国地域における知的財産権の効果的保護を行う  ～
　中国での知的財産権問題は、模倣品対策が緊急の課題として大きくクローズアップされています。近年、
商品、技術の模倣に加えて、商標、意匠、実用新案などの不正な権利取得も多くなっています。この様な
知的財産権に係わる不正行為は、わが国の企業活動に重大な影響を及ぼしています。中国と経済的に密接
な関係がある香港及び台湾の知財制度を知ることは、中国地域での企業活動の参考になると思われます。
　中国・香港・台湾への出願と保護対策を行っている専門家が、これら地域における知財戦略について解
説し、個別相談をお受けします。

【第１部】

【第１部】 【第2部】

15：00　17：00【第２部】

参 加 者 名 部　課　名 電 話／ FAX
電話
FAX
電話
FAX

模倣品対策（個別）相談会出席
どちらか1つを○で囲んで下さい。

希望する／希望しない

希望する／希望しない

※スペースが足りない場合、続葉欄にレ点を付して本用紙に添付して下さい。　続葉有□

従業員数：
個別相談内容
・模倣品（商品名）：
・模倣品の製造国：（国内、国外　　　　　　　　　　国）　　　　　　・流通（販売）国：（国内、国外　　　　　　　　　　国）
・権利状況 （製造国）特許、実用新案、意匠、商標／№
 （流通国）特許、実用新案、意匠、商標／№
・模倣状況（侵害されている権利、模倣品の製造業者・流通業者、模倣品の発見時期・数量・流通範囲、これまでの対処などについて）

主製品：

会場案内図
◆地下鉄四つ橋線「本町」駅下車
　28番出口より北へ徒歩３分

◆地下鉄御堂筋線「本町」駅下車
　2番出口より西へ徒歩 7分
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IBM 大阪会館
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名/日本語

参加費
無料

開 催 日 時

開 催 場 所

募 集 人 数

参　加　費

講師・相談員
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